


Curva di polimerizzazione di una resina
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Produzione della resina poliestere insatura
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Reticolazione di una resina poliestere insatura con stirene
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Formula strutturale di una resina vinilestere
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Sintesi di una resina epossidica
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Reticolazione di una resina epossidica tramite diammine
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Chimismo di una resina fenolica
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Durometri analogici tipo Barcol e Shore




Formazione di blister per osmosi
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